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摘要(译)

树脂膜在不使用光照射的情况下从支撑基板上释放，并且不会损坏树脂
膜等。将其上粘合有树脂膜的支撑基板分离成第一部分和第二部分的准
备;允许或使第一部分和第二部分中的至少一个在平行于第一部分的一个
表面的方向上移动，同时支撑基板的第一部分和第二部分的至少一个边
缘面向第一部分部件相对于彼此移动，同时保持树脂膜与支撑基板的第
二部分的一个表面之间的紧密接触，使得第一部分和第二部分的边缘沿
垂直方向分离到第一部分的一个表面。
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